














































































专利名称(译) 显示装置及其制造方法

公开(公告)号 US20180145118A1 公开(公告)日 2018-05-24

申请号 US15/707419 申请日 2017-09-18

[标]申请(专利权)人(译) 三星显示有限公司

申请(专利权)人(译) 三星DISPLAY CO.，LTD.

当前申请(专利权)人(译) 三星DISPLAY CO.，LTD.

[标]发明人 KIM JAE HYUN
KWAG JIN OH
JANG YONG KYU

发明人 KIM, JAE-HYUN
KWAG, JIN-OH
JANG, YONG-KYU

IPC分类号 H01L27/32 G09G3/3258 H01L51/56

CPC分类号 H01L27/3232 G09G3/3258 H01L51/56 H01L27/3246 H01L27/3211 G09G2300/08 H01L2227/323 
H01L27/3258 H01L27/326

优先权 1020160153949 2016-11-18 KR

其他公开文献 US10672841

外部链接  Espacenet USPTO

摘要(译)

显示设备包括第一基板和与第一基板相对的第二基板。第一基板包括其
中布置有快门单元的透射区域和布置有有机发光二极管的发射区域。快
门单元包括第一快门电极，第二快门电极以及介于第一快门电极和第二
快门电极之间的快门层。有机发光二极管包括像素电极，公共电极以及
介于像素电极和公共电极之间的发光层。第一和第二快门电极中的至少
一个连接到有机发光二极管的公共电极。
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